
☞採用日本進口光學系統，曝光銳利，線條整齊
☞採用日本規格貼合網板及驅動氣缸，壓力恒定穩定
☞全流程監測控制系統，曝光過程參數即時顯示
☞第三代積算光量控制系统 AEXC-P，測量、控制精度達
儀器等級：曝光量誤差<±2‰，
可同步顯示：光能量(mj/cm2)、光強度(mW/cm2)、時間(sec)

☞1:1曝光能量參數設定，絶對能量值，方便分析
☞光學聚焦及高角度平行光鏡，提供均勻穩定的真平行光線
☞開放性全面散熱系統，改善輻射熱對玻璃的困擾
☞GRAFLINK遠端控制系統，曝光數據輸出記錄，實現
全制程數據管理

致美品質‧致善服務‧致力研發‧致業永恆

精準測光 實時監控 穩定再現

均勻集中的光能量

GRAFLINK遠端控制系統

氣壓式超精密網版曝光機

ORC測光儀器 USHIO測光儀器

專為太陽能板設計

監測控制系統

光學聚焦

結合智能電控系統
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